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いわて半導体関連人材育成施設
〒024-0004 岩手県北上市村崎野18-3-24
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半 導 体 の

次 世 代 の 担 い 手 を

い わ て か ら

協賛企業募集中
サポーター企業
Supporter Company

10万円／口（年間）～
Parter Company
パートナー企業 50万円／口（年間）～

詳しくはHPをご覧ください
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Special Thanks

一般社団法人
アイオー精密ものづくり教育振興会



技術 磨
未来 作

I-SPARK（アイスパーク）
いわて半導体関連人材育成施設。
日本の半導体産業をリードする

次世代エンジニアの
育成拠点。

■  いわて半導体関連人材育成施設の機能

APPLIED MATERIALS
アプライド マテリアルズ

装置概要

半導体の
製造工程
（前工程）

機　　種：Producer-XP
用　　途： ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）
ウェーハ：300ｍｍ
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■ 教室1・教室2

■ いわて半導体関連人材育成施設案内図
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次世代
人材育成

体験型
魅力発信

半導体製造装置
エンジニア育成

いわて半導体アカデミー等を
通じた次世代人材への教育

高度専門人材の育成

若年層等への
興味喚起

半導体製造企業在職者、
地場企業（新規参入）等

子ども達等幅広い層が
半導体に触れる機会を提供

次世代の
エンジニア育成拠点が、
ここ岩手からスタート！！
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電子回路を作る基盤となる成膜の層を形成する工程で、「ＣＶ
Ｄ」・「熱酸化法」・「スパッタリング」の３種類の方法がある。「Ｃ

ＶＤ」とは、「化学気相成長」という意味で、原料となる物質が、熱・プラズマな
どのエネルギーに反応して生じる化学反応を利用し、基板に成膜する技術をいう。

くり返す

TOKYO ELECTRON
東京エレクトロン

装置概要

半導体の
製造工程
（前工程）

機　　種：Tactras Vesta ／ Unity Ⅱe-855II
用　　途： エッチング
ウェーハ：Tactras 300ｍｍ ／ Unity 200ｍｍ
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room
T

リソグラフィーによって転写された回路パターンをマス
クとして、薬品やイオンの化学反応（腐食作用）を利

用して成膜を削り取る工程を「エッチング」という。

くり返す

「成膜」とは？

「エッチング」とは？

T roomレイアウト
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大学生・高専生等
の教育

製造装置イメージ
出典：アプライド マテリアルズHP

Unity

Tactras


